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[bookmark: OLE_LINK1]Technické podmínky
Systém pro sušení a purifikaci rozpouštědel (SPS)
Popis zařízení a jeho využití
[bookmark: _Hlk36816946]Přístroj je určený pro purifikaci klíčových rozpouštědel pro organickou syntézu. Takto upravené solventy jsou charakteristické minimálním obsahem vody a kyslíku, což je klíčové především pro citlivé reakce na vlhkost 
a kyslík. Purifikační systém tak z velké části nahradí nutnost nákupu suchých rozpouštědel v septem uzavřených lahvičkách, jejichž garantovaná kvalita je po otevření časově omezená a ekonomicky méně výhodná. 
Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení. 

	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce   
	

	Typ/Model     
	



	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Samostatně stojící systém pro purifikaci rozpouštědel v inertní atmosféře
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zásobník pro každé z 5 rozpouštědel (toluen, dichlormethan, 1,4-dioxan, acetonitril 
a tetrahydrofuran) s minimálním objemem 10 litrů.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Zásobníky s rozpouštědly umístěny v bezpečnostní (ohnivzdorné) skříni s trvalým odvětráním skrze napojení na vzduchotechniku která bude dostupná 
ve vyhrazené místnosti. 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Zásobníky na rozpouštědla jsou napojené na přívod inertního plynu (dusík nebo argon) z přívodního bodu, který bude ve vyhrazené místnosti k dispozici.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Každé rozpouštědlo má sadu (dvojici) vlastních aktivovaných kolon na sušení a odkysličení jednotlivých rozpouštědel.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Maximální obsah vody v daném rozpouštědle 
po vysušení na koloně (purifikaci):  
toluen:  2 ppm
dichlormethan:  1 ppm
1,4-dioxan:  15 ppm
acetonitril:  5 ppm
tetrahydrofuran:  15 ppm 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Maximální obsah kyslíku pro každé z rozpouštědel 
v jednotkách ppm. 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Minimální objem rozpouštědla, který je možné vysušit před regenerací sušících kolon:
toluen: 1000 L
dichlormethan: 500 L
1,4-dioxan: 400 L
acetonitril: 600 L
tetrahydrofuran: 400 L
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Dávkování a sběr rozpouštědel pod inertní atmosférou do baněk se skleněným zábrusem NZ 29/32
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Teflonová redukce umožňující dávkování a sběr rozpouštědel pod inertní atmosférou do baněk 
se skleněným zábrusem NZ 14/23
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Kulaté zásobní baňky 500 mL na sběr rozpouštědel 
se skleněným zábrusem NZ 29/32 a bočním vývodem osazeným teflonovým kohoutkem (5 kusů)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Kulaté zásobní baňky 250 mL na sběr rozpouštědel 
se skleněným zábrusem NZ 14/23 a bočním vývodem osazeným teflonovým kohoutkem (5 kusů)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Připojení purifikačního systému k membránové vakuové pumpě
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Součástí dodávky je membránová vakuová pumpa rezistentní vůči agresivním výparům organických rozpouštědel 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Součástí dodávky je validace kvality purifikace rozpouštědel (tj. splnění limitů obsahu vody a kyslíku)
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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